雷射粒徑分佈儀
1、 規格(包含主機及濕式分散系統)
1. 量測原理：Mie Scatting Theory(全範圍)。
2. 濕式量測範圍：10nm - 3000μm 或同等級。
3. 量測精度：≦ + 0.6% (NIST traceable standard partical)。
4. 量測再現性：≦ + 0.1% (NIST traceable standard partical)。
5. 電源規格：AC 220V，50/60Hz，300VA。
6. 光學系統：
6.1 採用雷射光散式粒徑分佈分析。
6.2 雙光源設計 ： 
6.2.1 半導體雷射波長650nm±5nm功率≧5mw。
6.2.2 LED波長405nm±5nm功率≧3mw。
6.3 檢知器：87組(或以上)。量測角度0-165度，光學全自動校調。
7. 樣品槽系統採滑軌式設計，無需任何工具即可拆卸樣品槽，槽座可同時安裝三種不同樣品槽濕式、乾式及批次式樣品槽無須拆裝，且系統可自動辨識槽體位置及操作軟體模式。
8. 可擴充乾式量測裝置、微量樣品裝置(10ml)及高黏度樣品量測裝置。
9. 濕式分散系統組成： 
9.1 添加分散媒、光學變焦、測量、排水清洗及結果顯示，需能編輯成巨集指令全自動量測一次完成。
9.2 量測方式：循環方式量測，分散媒：水。
9.3 量測時間：≦ 1min
9.4 樣品需求量：10mg-5g。
9.5 分散液注入容量採軟體控制定量，分四段容量自動進分散液設定。
9.6 超音波：(In-line ultrasonic probe)30W / 20KHz，7段功率設定，時間1-30min。
9.7 樣品攪拌：15段轉速設定，並可設定連續攪拌或間歇式攪拌。               
9.8 循環速度：15段循環速度設定最大循環流速10L/min。
9.9 自動清洗設定(1-5次)、管路消泡功能、樣品稀釋等功能。
10. 軟體規格：
10.1 軟體同時具有繁體中文及英文等版本可切換，後續若有軟體更新，提供免費更新服務。
10.2 系統可執行單鍵操作及導引操作功能。
10.3 圖示流程功能可顯式流程執行狀態，並可以自行編輯流程順序。
10.4 內建折射率(RI)資料庫，且可自建新增資料庫。
10.5 ASTM及Tyler之篩目換算及波峯分離計算。
2、 配件：
1. 土壤前處理套組：
1.1 高速振盪機：
1.1.1 長寬高: 300× 235× 152 (mm)，公差±10(mm)
1.1.2 振盪速度：250-2500rpm
1.1.3 振盪數量：15ml試管36支
1.1.4 採快拆式設計更換振台不須任何工具
1.1.5 可擴充：振台1.5mlx96支，振台50mlx20支
1.1.6 環境溫度：4-50℃(可置入4℃培養箱使用)
2. 電腦：
2.1 CPU：Intel i3-4170(3M Cache，3.70GHz) ; RAM：4GB(DDR) ;  HD：1TB
2.2 作業系統：WIN 10
2.3 19吋液晶螢幕
3. 供儀器使用之在線式穩壓型不斷電系統，220V，2KV。
3、 附件與要求
1. 投標時須附型錄及中文規格說明書供審，另中文規格說明書內容與順序需與規範相符，另應加蓋廠商圖章以利審標。 
2. 得標商於交貨時須負責現場管路、電源配線及設備安裝等，並提供儀器測試報告、原廠操作及保養手冊。
3. 自交貨驗收合格日起負責保固1年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
4. 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施操作教育訓練(至少6小時)及試機，並提供標準操作流程說明書至少3份。
5. 得標廠商交貨時須檢附海關進口證明及原廠出廠證明書為2016年歐、美、日原裝進口及非大陸地區(電腦及不斷電系統除外)之新品以供驗收。
6. 交貨地點：臺南區農業改良場(指定地點)。
7. 決標次日起55日內完成交貨、安裝及教育訓練。

4、 驗收標準
1. 具證書標準樣品(NIST)測試:粒徑樣品 1μm及混合粒徑樣品3-30μm (得標廠商需自備標準樣品) 。測試結果需符合出廠測試報告及招標公告精度與再現性。
